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RESUMEN

Problema Se proporciona un método de limpieza que permite

reducir los defectos de la superficie después de la limpieza.
Solucién Un método de limpieza que incluye limpiar un sustrato
con un liquido de limpieza, en el que el liquido de limpieza tiene una temperatura

de 50 a 85 °C, y en el que el liquido de limpieza comprende agua.
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